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国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项新型显示方向项目总体技术方案研讨会在重庆召开 

日期：2017年06月15日      来源：科技部 

    5月20日，国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项新型显示方向项目总体技术方案研讨会在重

庆京东方光电科技有限公司举行。重庆市科委高新处负责人，专项总体专家组新型显示方向全体专家，新型显

示方向8个项目的项目负责人和部分课题负责人，科技部高技术中心相关人员以及部分在渝同行专家等出席了会

议。 

    新型显示是“战略性先进电子材料”重点专项四大方向之一，共部署8个任务，2016年实施了5个任务，参

加会议的8个项目具体为“新一代有机电致发光材料与器件”、“印刷TFT材料与器件”、“新型显示视觉健康

研究”、“印刷OLED显示关键材料与器件技术”、“印刷OLED 显示技术集成与研发公共开放平台”、“电子纸

显示关键材料与器件”、“量子点发光显示关键材料与器件研究”和“量子点 发光显示关键材料与器件研

究”。 

    会议由总体专家组新型显示方向组长郭太良教授主持。重庆市科委高新处负责人介绍了重庆市在新型显示

方向的布局、发展状况和重庆市相关项目的情况，表示欢迎重点专项项目成果在重庆转化，重庆市将做好服务

工作。 

    8个项目负责人介绍了项目的总体研发技术方案以及项目实施进展情况。总体专家组对各项目总体研发技术

方案中的有关研究内容、技术路线、项目管理和财务管理等方面提出了意见和建议。会上，郭太良组长报告了

新型显示方向专家组的下一步工作计划和工作安排。 
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